®Quiored 2003

Desplazamientos quimicos de disolventes comunmente
empleados en RMN de *H

Disolvente d (ppm)*?
IAcetona 2.05
IAcetonitriIo 1.93
‘Benceno 7.15

Tetracloruro de carbono

| Cloroformo 7.25
Dimetilsulfoxido 2.49
IAgua 4.82
IMetanoI 4.84, 3.30
ICIoruro de metileno 5.32

#Correspondientes al % no deuterado



